
平成 18 年度松本研究室大学院生 

杉山尚弥氏  平成 19 年 3 月修了  現 ジヤトコ(株)勤務 

研究テーマ：低レイノルズ数における傾斜平板周りの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実験装置の概略図です．片持ちの平板翼は測定部内に取り付けられています． 

参照用プローブによって平板下面から放出される周期的な剪断層を捕らえ，この信号を条件と

して，測定用熱線プローブによって平板伴流の速度を抽出し，1/10 周期ごとの Z 方向の分布を

調べています． 

実験条件：コードレイノルズ数 1000，板厚 1.5ｍｍ，3ｍｍ，6ｍｍ 

図 2 平板翼周りの可視化写真 
後縁付近に下面(pressure side)から上面(suction side)への剪断層の巻き込みが

見られる．この巻き込みは NACA タイプの翼型では見られなかった. 
実験条件：コードレイノルズ数 1000，板厚 1.5ｍｍ，迎角 10° 
日本機械学会 2006 年度年次大会にて発表：杉山尚弥他） 

以下修論審査会発表風景 
























